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本研究室では､スパッタ法を中心としたドライプロセスならびに化学合

成を中心としたウェットプロセスを駆使することによって、超高密度磁

気記録媒体、および、高周波デバイスを実現し得る、新たな材料設計・

プロセス技術の確立を目指している。

https://www.ecei.tohoku.ac.jp/nanoele/齊藤 (伸)・小川研究室

新奇スピン材料 ～新機能獲得への飽くなき挑戦

電子工学専攻 齊藤 (伸)・小川研究室

究極の材料を創り出すために…
み ら い


